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1. Polimero sluoksnio su paslėptu poliarizuotu vaizdu gavimo būdas, apimantis polimero tirpalo paruošimą organiniame tirpiklyje, padengimą šiuo tirpalu šviesą atspindinčio pagrindo, džiovinimą, tuo pačiu gaunant optiškai izotropinį polimero sluoksnį, ir ant šio polimero sluoksnio formavimą sričių, pasižyminčių anizotropinėmis savybėmis ir sudarančių vaizdą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ruošia polimero tirpalą, kurio koncentracija yra 5 – 30 %, o zonas, pasižyminčias anizotropinėmis savybėmis, formuoja ant minėtojo polimero sluoksnio padarant mikrobrūkšnius, kurių gylis yra 1 – 3 (m, atstumas tarp jų yra 4 – 6 (m ir daugiau, mikrobrūkšnių darymo greitis yra 10 – 50 m/min, prie temperatūros 10 – 60% žemesnės už polimero lydymosi arba irimo temperatūrą, o darbo instrumento kontakto su polimero sluoksniu trukmei esant nuo 0,015 iki 0,650 ms.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daromų mikrobrūkšnių plotis yra 10 – 80 (m, o ilgis 20 – 100 (m.

3. Būdas pagal apibrėžties 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, prieš darant mikrobrūkšnius, optiškai izotropinį polimero sluoksnį papildomai padengia termiškai atsparaus lako kauke.

4. Gaminiai, turintys sluoksnį, gautą būdu pagal 1 apibrėžties punktą.

